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50-150L 各 1基，300L☓2 基

可燃性ガス処理可能（2基）

オートクレーブ 1基 (1MPa)

クロマト分取用　300A x 2500H

クロマト分取用　600A x 2500H

30inch x 4　上排式

48inch x 2　底排式

可動式

瀘取から乾燥まで対応可能

30-50kg　乾燥可能

300-400kg　乾燥可能

-80℃まで可能

250℃まで可能

酵素反応用

オートクレーブ (3MPa)

カラムとしても使用可

上排式

Vertical Granulator

溶解釡 1基，晶析釡 1基

上排式

Vertical Granulator

コーミル

GL
SUS
GL
GL
SUS
GL

GLSUS
SUS
SUS
SUS
SUS
GL
GL
SUS
SUS

反応釡

カラム

遠心分離機

単板式濾過器

濾過乾燥機

棚式真空乾燥機

棚式熱風乾燥機

GMP対応

・カラム

・高圧反応

・大容量反応

S-2

2
1
1

溶解釡 1基，晶析釡 1基

上排式

SV-Mixer®

GL
SUS
SUS

10,000L

48inch

3,000L

反応釡

遠心分離機

ナウタ式乾燥機

GMP対応

・大容量晶析缶

・大容量乾燥機

S-2
クリーンルーム

S-3
クリーンルーム

100L

500L

500L

500L

300L

500L

600mmΦ

600mmΦ

30inch

150L

150L

500L

24inch

100L

150L
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反応釡

単板式濾過器

遠心分離機

棚式熱風乾燥機

真空攪拌乾燥機

反応釡

遠心分離機

棚式熱風乾燥機

真空攪拌乾燥機

粉砕機

cGMP対応
・低温反応
・高温反応
・高圧反応

cGMP対応
・粉体対応

S-3

福知山事業所設備一覧

Human Chemistry ～人が見える化学～ 

2024.08

６




